
グローバル COE キャリアパス支援テクニカルセミナー 

 

＜細胞培養技術の新展開＞ 
 

＊技術室主催 東大医科研テクニカルセミナー との共催です。 

 

日時： 1 月 19 日（火）15:30－17:30 

場所： セミナー （15:30－16:30） 1 号館 2 階セミナー室 

実機説明 （16:40－17:30） 1 号館地下ニコンイメージングラボ内 

演者： ：「ライブセルイメージングの最新技術」 

（株）ニコン 開発部 魚住孝之、営業戦略部 平川昇 

：「自己組織化３次元培養を実現する NanoCulture® Plate」 

SCIVAX（株） 吉田かおり 

 

上記の日程で、セミナーを開催いたします。 

今回はライブセルイメージングの最新技術と 自己組織化３次元培養です。最新のライブセルイメー

ジング技術、培養法の紹介です。 

また、セミナー後、１号館地下のニコンイメージングラボ内で実際の装置で両演題の実機説明もご

ざいます。実機説明には申し込みが必要ですので、別紙にありますニコンインステックまでメールで

お申し込みください。 

どのようなものかご興味のある方、すでにお使いの方など、多数の方にご参加いただければと思い

ます。研究室の方々に広くお知らせいただければ幸いです。 

皆様のご参加をお待ちしております。詳しくは添付の別紙をご覧下さい。 
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＜技術室主催東大医科研テクニカルセミナー担当 ＞ 

技術室 上野、小西 （内線 72088） 

fujimura@ims.u-tokyo.ac.jp 

＜GCOE キャリアパス支援テクニカルセミナー担当＞ 

GCOE 推進室/企画室  中川清美 (内線 75254) 

gcoe@adm.ims.u-tokyo.ac.jp 

http://www.ims.u-tokyo.ac.jp/imsut/jp/files/seminar100119-2.pdf�
mailto:gcoe@adm.ims.u-tokyo.ac.jp�

